












































































































专利名称(译) 含有低分子量涂布剂的新型水溶性纳米晶及其制备方法

公开(公告)号 CN101208605A 公开(公告)日 2008-06-25

申请号 CN200580050209.8 申请日 2005-05-04

[标]申请(专利权)人(译) 新加坡科技研究局

申请(专利权)人(译) 新加坡科技研究局

当前申请(专利权)人(译) 新加坡科技研究局

[标]发明人 韩明勇
王夫轲

发明人 韩明勇
王夫轲

IPC分类号 G01N33/58 G01N33/533 G01N21/64 C07C323/25 B82B1/00

CPC分类号 C01P2004/64 B82Y30/00 C01P2004/80 C09K11/565 C09K11/02 C01B19/007 Y10T428/2982 B82Y15
/00 C09K11/883 G01N33/588 C09K11/025

代理人(译) 周建秋
王凤桐

外部链接  Espacenet SIPO

摘要(译)

本发明涉及一种水溶性纳米晶，该水溶性纳米晶具有纳米晶核，该纳米
晶核含有选自元素周期系(PSE)的第II主族、VIIA主族、VIIA副族、IB副
族、IIB副族、III主族或IV主族元素中的至少一种金属M1，选自PSE的第
V主族或VI主族中的至少一种元素A；附着到纳米晶核表面的封闭剂，所
述封闭剂具有至少两个偶合基团；以及含有具有至少两个与涂布剂共价
偶合的偶合部分和至少一个使所述第二层具有水溶性的水溶性基团的低
分子量涂布剂的第二层。
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